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Referencia . Expediente No. 11.083.886

Asunto . Solicitud de patente para: RODILLO DE ESTAMPADO EN
RELIEVE PARA PRODUCIR PRODUCTOS FIBROSOS
CON UN RELIEVE ENTRAMADO, DISPOSITIVO QUE
EMPLEA DICHO RODILLO DE ESTAMPADO EN RELIEVE
Y PROYECCIONES EN RELIEVE EN DICHO RODILLO DE
ESTAMPADO EN RELIEVE

Solicitante . SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Fecha de solicitud : 6 de julio de 2011

1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad solicitante
de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 6783 notificado por fijacion en lista
el 16 de abril de 2013

2. Mediante oficio No. 6783 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego
reivindicatorio y a la novedad y nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 4, 5y 9 en vista
del documento D1: ES2257014 y a las reivindicaciones 1-16, en vista del documento D2:
EP1772257.

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se

desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRI]NTERAS"
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CUABOGADOS

3.1 Modificacion de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisién 486 de la Comisiéon de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible en cualquier
momento del tramite mientras no implique una ampliacién de la solicitud inicial, me

permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 24 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio responde a cada una de las objeciones por claridad,
manifestadas en la accion oficial. Las modificaciones realizadas fueron:

- Se eliminaron las expresiones “al menos”, “aproximadamente”, “de preferencia’,
“preferiblemente” o “especialmente” en las nuevas reivindicaciones 1, 6 (antes la
reivindicacion 4), 7 (antes la reivindicacién 5), 12 (antes la reivindicacion 8), 18
(antes la reivindicacion 12), 21 (antes la reivindicaciéon 14) y la 23 (antes la
reivindicaciéon 15) con el fin de evitar ambigliedades y definiciones imprecisas.

- En la nueva reivindicacion 1, se realizaron las siguientes modificaciones:

- Se eliminaron los productos fibrosos, como lo eran papel tisu, productos
no tejidos o un hibrido de los mismos, y de preferencia productos de
higiene y limpieza. Lo anterior también se eliminé en la reivindicacién
original 9, ahora la reivindicacién 13.

- Se limitd las dimensiones del area de superficie de base de los patrones,
mediante un rango cuantitativo.

- Se redefini6 el concepto de “trama de amplitud modulada hibrida’,
haciendo inclusién de los modelos de trazado.

- Se adiciond una caracteristica de las proyecciones en relieve, con
respecto a la escala de grises del elemento motivo (pags. 39 y 40).

- Se adiciond la nueva reivindicacién 2, la cual hace referencia a la altura minima y
maxima de las proyecciones en relieve. Esta reivindicacion subsana la objecion
hecha contra la reivindicacién original 4, ahora la reivindicacion 6.
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- La nueva reivindicacién 4, es dependiente de la nueva reivindicacién 3 (antes la

reivindicacién 2), la cual especifica los materiales de los que esta hecho el rodillo
de estampado.

- En la nueva reivindicacion 6, antes la reivindicacion 4, se corrigié el término
“socio”, por “patrén”.

- Se adicioné la nueva reivindicacion 9, dependiente de la nueva reivindicacion 8
(antes la reivindicacién 6), la cual hace referencia a las alturas inferiores de las
proyecciones de relieve adicionales.

- La nueva reivindicacion 11, dependiente de la nueva reivindicaciéon 10 (antes la
reivindicaciéon 7), especifica la extension lateral de las costillas alargadas, en un
caso preferencial.

- Las nuevas reivindicaciones 16 y 17, dependientes de la nueva reivindicacién 15
(antes la reivindicacion 11), especifica los rangos de dureza del rodillo de yunque,
atendiendo asi a la objecién en referencia a esta reivindicacion.

- La nueva reivindicacion 20, dependiente de la nueva reivindicacién 19 (antes la
reivindicacion 13), resalta la presencia de un rodillo de aplicacion en el dispositivo.

- La nueva reivindicacion 22, dependiente de la nueva reivindicacién 21 (antes la
reivindicacion 14), incluye las caracteristicas técnicas funcionales del rodillo de

empalme.

Todas las nuevas reivindicaciones dependientes, fueron introducidas con el animo

de superar las objeciones de claridad hechas por Su Despacho.

3.2 Observaciones con respecto a la falta de Novedad y Nivel Inventivo

De acuerdo al articulo 16 de la Dec. 486, se determina:

Articulo 16: Una invencion se considerara nueva cuando no esté comprendida en el

estado de la técnica.



“El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por
una descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente, o en su caso, de la

prioridad reconocida”.

Una invencién puede ser objetada por novedad cuando sus caracteristicas
esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que se encuentre en el
estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso
que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparacion, se afirma que la
invencion S cumple con el requisito de novedad.

Teniendo presente las argumentaciones del sefior Examinador, segln las cuales la
presente invencién carece de novedad y nivel inventivo, en vista de las ensefianzas de los
documentos D1 y D2, a continuacion se presentan los siguientes silogismos que
desvirtian dichas afirmaciones y al mismo tiempo demuestran la presencia de dichos

requisitos en esta solicitud.

En primera medida manifestamos nuestro inconformismo con respecto a la forma
en que se realizd el andlisis de novedad, del cual se percibié que las caracteristicas
comparadas no corresponden al analisis uno a uno como deberia ser. Lo anterior se vio
evidenciado, cuando el sefior Examinador resalta que “/as proyecciones en relieve las
forman por lo menos un patron con una superficie de base de al menos 3 cm X 3 cm’,
ante lo cual, la comparacion directa con el documento D2 fue “el gofrado ya no se obtiene
solamente por medio de patrones geométricos elementales”, lo cual es una referencia a lo
previamente conocido en el estado de la técnica, y complementa con “prevé la
combinacion de estampados que son mas o menos densos”, lo cual no contra argumenta
en lo mas minimo la ensefianza de la invencién y por lo contrario si se concluye que D2,

no menciona ni sugiere la presencia de un area de superficie de base.

Comenzando nuestro andlisis por D2, se tiene que los patrones geométricos
divulgados por esta anterioridad no corresponden a un elemento motivo entrampado
coherente, que cubre un area de superficie de base de determinadas dimensiones. En D2
hay multiples ejemplos que evidencian los diferentes tamarios de proyecciones de relieve

y de diferentes distancias entre dichas proyecciones de relieve, pero ni este documento ni
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D1, hacen mencién alguna a las dimensiones minimas del area de superficie de base,
(reportadas por esta solicitud) y mucho menos, del uso de la trama de amplitud modulada,

de la frecuencia de trama modulada y de un hibrido de la misma.

En vista del incorrecto analisis de novedad llevado a cabo por el presente
Despacho, nos disponemos a aclarar conceptos basicos que comprende la presente
invencion, como por ejemplo lo es la formacién de tramas. De acuerdo a los fundamentos

expuestos por esta solicitud, |a visibilidad del patrén se incrementa en la medida que se

suministre un motivo coherente grande. Dicho concepto difiere de los ejemplos que se

encuentran en el estado previo de la técnica, donde solo un pequefio numero de
repujados individuales conforman un patrén, el cual presenta una alta frecuencia de
repeticiones en el producto. Esta es la razén por la cual, se reivindica el tamafio minimo
del elemento de motivo coherente, ya sea en el producto o en el rodillo de estampado en

relieve.

En el estado previo de la técnica, la visibilidad del patrén se incrementa en la
medida que aumenta el tamafio de los repujados individuales. Se han encontrado
elementos de motivos individuales de naturaleza compleja, que se han elaborado ya sea
por unos pocos repujados individuales o por un gran numero de repujados individuales,

para conformar un patrén geométrico simple, como por ejemplo lo son las lineas.

Como se podra entender hasta el momento, una imagen entrampada es muy
diferente a esos disefios citados en el estado de la técnica. Por lo general, trasladar una
imagen en escala de grises en una imagen entrampada, es una accién ampliamente
conocida en la tecnologia de impresiones, como lo es la impresién de fotografias a blanco
y negro en periodicos. Sin embargo, dicha técnica no es posible utilizarla en el repujado
de productos o en la manufactura de rodillos de estampado en relieve. Esto se debe a que
en la tecnologia de impresidn comun y corriente, se puede utilizar el rango total de la
escala de grises, lo cual se evidencia en las fotografias de un peridédico, en donde hay
zonas completamente blancas y otras completamente negras, o se presentan puntos
negros en zonas blancas y viceversa. Esa técnica de emplear toda la escala de grises,
entre el blanco y el negro, no es posible en la tecnologia del repujado. Cuando se crea un

patron por repujado, solo se pueden elevar proyecciones de repujo en el rodillo, los cuales
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se convierten en depresiones por repujado en el producto (ver Figuras 1 (a), (b) y (c) de la
descripcién de esta solicitud). El arreglo de las proyecciones de relieve o repujado en el
producto, pueden seguir la escala de grises hasta un valor maximo del 50%, razén por la
cual la técnica omnidireccional, la cual es ampliamente conocida en la tecnologia de

impresiones, no puede emplearse en la creacién de un gran contenido imagenes

entrampadas coherente en un producto fibroso. En el ejemplo de la Figura (2a), se indica

con claridad que la percepcién visual debe converger dentro de la primera mitad de la
curva de escala de grises, la cual comprende desde un 100% de color blanco y una
cobertura promedio de proyecciones en relieve al 50%. Como se menciond en el inicio del
presente informe, esta caracteristica se encuentra divulgada en la nueva reivindicacion 1

del pliego reivindicatorio de esta solicitud.

De esta manera y con base en los anteriores argumentos, se afirma que ninguno
de los documentos citados por el sefior Examinador, divulgan el elemento de motivo
entrampado y mucho menos que se fundamente en la tecnologia descrita anteriormente,
por lo cual, el hecho de no comprender ni sugerir, ésta caracteristica esencial de la
invencién, no solo le acredita su novedad sino también su altura inventiva, sobre la

materia previamente conocida en el estado de la técnica.

3.3 Conclusiones

Mediante las modificaciones introducidas al pliego reivindicatorio original, se
superaron las objeciones de claridad. Dichas modificaciones también le brindaron soporte
técnico para el analisis comparativo de novedad y nivel inventivo de esta solicitud con
respecto a los documentos D1 y D2, demostrando asi la presencia de estos requisitos en
la presente invencidn.

De esta manera, se le solicita al presente Despacho, evaluar los conceptos y
argumentos que aqui se exponen y de esta manera concederle la patentabilidad a ésta
solicitud.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser
negada con base en las objeciones diferentes a las expuestas en la accion oficial No.
6783, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decision violaria
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tanto el tenor literal del articulo 45 de la Decisién 486 como el derecho constitucional al
debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45,
respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva accion oficial que permita
a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de
cumplir los requisitos de patentabilidad.

5.  ANEXOS

1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 24 reivindicaciones.
2. Formulario de modificaciones en solicitud pendiente.

Senor Director,

etg ClreracSebles

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-11256-0841-293-9
£ AHAVAHA\ID-246489\WPC 11256
T No. M-2013-246489\AHA
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNCITA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES
1. Identificacion del Tramite

D Error material @ Modificaéién a una Solicitud en tramite
IZI Patente de Invencién :
[ Patente de Modelo de Utilidad
D Registro de Disefio Industrial

D Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

S e e L

2. Datos del solicitante

Persona Natural G Persona Juridica |ZI

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Nombre o denominacién / Nombre o-razén social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro D Pequefia D Mediana D Otra D
Documento de identificacion:  L1C.C. O ce DOwr O otroNamero
Nacionalidad/Pais de constitucién Direpcién y domicilio del titular Ciudad
Suecia 405 03 Goteborg, Suecia Goteborg
Direccion electrénica No. Fax Numero telefénico
clientes@cavelier.com 2118650 347 36 11

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a
través de la direccion de correo electrénico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre Documento de identificacién Tarjeta profesional

De Paez Luz Clemencia C.C. 35.456.344 T.P.A. 23.555
Direccidén y domicilio Ciudad
Carrera 42 No. 72 -35 Bogota
Direccién electronica No. Fax Numero telefénico
cavelier@cavelier.com 2118650 347 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase
indicar el nimero de su radicacién o protocolo de poder general

PI02-F17 vrl (2012-04-19)
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4. Datos del tramite

Correccion:

Expediente No 11.083.886

Aparece
Debe ser

Modificacion:

@ Modificacion al capitulo reivindicatorio.
Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 24 reivindicaciones con el fin de superar las
objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el
examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.
Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente
presentado, mi representada no renuncia a la protecciéon que pueda obtener sobre dicha materia y
ademas se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el tramite
de la presente solicitud, beneficiandose de la fecha de iprioridad inicialmente reivindicada.

D Modificacién al capitulo descriptivo.

D Modificacion al resumen.

D Modificacion a los dibujos.

5. Anexos

D Poder, si fuere el caso.
E Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

D Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

PI02-F17 vrl (2012-04-19)
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6. Firma

Nombre y apellidos = . .

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

St les

CC 35456344 DE Usaquén | Tarjela Profesional 23555

?@HA\AHA\NCA\ID-AF246582\WPC1 1256

PI02-F17 vrl (2012-04-19)



a4t

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1.- Rodillo de estampado en relieve (50) para formar productos fibrosos (10,
20, 20b, 30), con una superficie en relieve (51) adecuada para correr contra un
rodillo de yunque (46), la superficie en relieve (51) comprendiendo proyecciones
(53) iniciando de una superficie de base circunferencial (55) del rodillo de
estampado en relieve (50), caracterizado porque,
- las proyecciones en relieve (53) forman uno o mas patrones con un
area de superficie de base que va desde 3cm x 3 cma 9 cm x 11
cm;
- dentro de uno de los patrones hay gran nimero de proyecciones en
relieve que tienen el tamafio y/o posicidbn para representar un
elemento de motivo entramado coherente que cubre el area de
superficie de base formando asi una trama de amplitud modulada o
un hibrido de un trama de ampliacion modulada y una frecuencia de
trama modulada; en donde
- algunas de las proyecciones en relieve se dimensionan y/o colocan
de tal modo que las distancias minimas entre las superficies
consecutivas del lado opuesto de pares de protuberancias en relieve
dispuestos en secuencia varian graduaimente; y en donde
- las posiciones o dimensiones de las proyecciones en relieve, se
correlacionan a Ia escala de grises del elemento motivo a un 50% del

valor de la escala de grises.

2-, El rodillo de estampado (50) de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde
las proyecciones en relieve (53), presentan una altura minima de 0.4 mm y una

altura maxima de 2.0 mm.



3.- El rodillo de estampado en relieve (50) de acuerdo con la reivindicacion 1 o
la reivindicacién 2, donde el rodillo de estampado en relieve (50) esta hecho de

metal.

4-, El rodillo de estampado (50), de acuerdo con la reivindicaciéon 3, donde el
rodillo de estampado (50), esta hecho de acero, materiales plasticos duros o de

caucho.

5.- El rodillo de estampado en relieve (50) de acuerdo con las reivindicaciones
1 a 4, donde la superficie en relieve (51) siendo formada por grabado de

enmascaramiento y/o proceso de moletado y/o maquinado mecanico.

6.- El rodilio de estampado en relieve (50) de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en donde
- las proyecciones en relieve individuales (563) estan dispuestas
equidistantemente dentro de un area definida de un patrén, dentro de
dicha area, se mide la distancia desde la mitad de una proyeccién a
la parte media de la proyeccion adyacente; y
- algunas de las proyecciones en relieve individuales (53) tiene

diferentes tamafos y/o alturas y/o formas.

7.-  Elrodillo de estampado en relieve (50) de acuerdo con las reivindicaciones
1 a 6, en donde las proyecciones en relieve individuales (53) dentro de un area
definida de un patrdn, tienen un tamafo igual pero las distancias entre las
proyecciones en relieve individuales adyacentes (53), varian con el fin de crear el

elemento de motivo.
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8.- El rodillo de estampado en relieve (50) de acuerdo con Ias reivindicaciones
1 a 7, que comprende proyecciones en relieve adicionales (53) teniendo una altura

inferior sobre la superficie circunferencial de base (55)

9-. El rodillo estampado de relieve (50), de acuerdo con la reivindicacion 8,
donde las proyecciones de relieve adicionales (53), tienen una altura inferior de
0.9 mm y una segunda altura inferior, de 1.3 mm sobre la superficie circunferencial

de base (55).

10.- El rodillo de estampado en relieve (50) de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, que comprende ademas las segundas proyecciones
en relieve que son costillas alargadas que tienen una extensién lateral que excede

los 4 mm.

11-. El rodillo de estampado en relieve (50) de acuerdo con la reivindicacion 10,

donde las costillas alargadas tienen una extensién lateral que exceden los 10 mm

12.- El rodillo de estampado en relieve (50) de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en donde las proyecciones en relieve individuales (53)
dentro de uno de los patrones tienen una forma en seccién transversal con un

diametro en su superficie superior (65) variando de 0.1 mm a 3.3 mm.

13.- Un dispositivo para producir un producto fibroso (10, 20, 20b, 30), que
comprende:
- un rodillo de estampado en relieve (50) de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 12;y

- un rodillo de yungque en cooperacion (46).

\b



14.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicacién 13, en donde el rodillo de
yunque (46) esta hecho de goma como el EPDM o NBR, papel o acero.
15.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicacién 13 o 14, en donde el rodillo

de yunque (46) tiene una dureza entre 20 Shore A y 85 shore A.

16.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicaciéon 15, en donde el rodillo de

yunque (46), tiene una dureza entre 35 Shore A y 60 Shore A.

17.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicacion 15, en donde el rodillo de

yunqgue (46), tiene una dureza de 55 Shore A.

18.- El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 17,

que comprende ademas un dispositivo en relieve para una capa posterior.

19.- El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 18,
que comprende ademas un dispositivo de aplicacion (94) para aplicar adhesivo

hacia el rodillo de estampado en relieve (50).

20.- El dispositivo de acuerdo con la reivindicaciéon 19, en donde el dispositivo

~ de aplicacion (94) utiliza un rodillo de aplicacion (98) para aplicar el adhesivo.

21.- El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 20,
que comprende ademas un rodillo de empalme (92) que corre contra el rodillo de
estampado en relieve (50) para unir una primera capa o primeras capas (84, 106)

y una capa adicional (86, 104).

A
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22-. El dispositivo de acuerdo con la reivindicacion 21, en donde el rodillo de
empalme (92) que corre contra el rodillo de estampado en relieve (50), enlaza
junto una primera capa o primeras capas (84, 106) y una capa adicional (86, 106),

en un arreglo anidado o con una técnica de Goffra Incolla

23.- El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 22,
que comprende ademas un rodillo de nudos (70) corriendo contra un rodillo de

acero (78) para unién mecanica de capas.

24.- El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 23,
que comprende ademas un segundo rodillo en relieve y un segundo rodillo de
yunque, el segundo rodillo en relieve corriendo contra el primer rodillo en relieve

en un modo de perno a perno.
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